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CARAQTERIZAQAO DE PMMA FLUORADO COM PLASMA DE CHF; PARA FIBRAS OPTICAS
POLIMERICAS

Priscila de Lyra Rocha (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Julio Roberto Bartoli (Orientador),
Faculdade de Engenharia Quimica — FEQ, UNICAMP

Filmes poliméricos foram preparados por spin-coating de uma solugdo, em cloroférmio, de
poli(metacrilato de metila) (PMMA), aplicado em substrato de silicio. Os filmes foram expostos ao
plasma de CHF3;, com o objetivo de reduzir o indice de refragdo do PMMA na superficie pela
deposicdo de um polimero fluorado. A viabilidade técnica deste processo podera permitir a
fabricacdo de dispositivos opticos (guias de ondas) ou até fibras dpticas poliméricas (FOP). As
variaveis de processo do plasma, presséo, tempo e poténcia, estdo sendo investigadas para
otimizar a polimerizac¢do via plasma em fung¢éo da espessura da camada fluorada. Os filmes estao

sendo caracterizados por técnicas de angulo de contato, FTIR-ATR e gravimetria.
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